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Compatibility Material = P Machines
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S|8|s|%|ss|S 2|2 | |8 |s8|sz|5/8|8
S| 8| & E S| & S|l || @ %: TI| = | = | =
Machine S 213 5 | EZ S| =3 8 EES|EQ| 2| & S
T2 || 2 |EEE| S| |2 | & (g £ || &
FORMIGA P 100 (Rel 2) | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,70 | X X X X (010|010 | X [010]| X X

FORMIGA P 100 Dental X X X X X X X X X X X X X X | 0,06

0,06

FORMIGA P 110 0,10 (0,10 | 0,10 | 0,10 | X X X X X [010]| X X X |0,10 | 0,06
0,12

EOSINT P 350 015|015| X X X X X X X X X X X X X

EOSINT P 360 015(0,15| X |015| X X X X X |015| X X X X X

EOSINT P 380 015|015| X |015| X X |015|015| X |015| X X X X X

EOSINT P 380i 0,15(0,15| X |0,15(0,15|0,15|0,15| 0,15 X |0,15| X X |012]| X X
0,10 | 0,10

EOSINT P 385 A g 0,15|0,15|0,15| 0,15 0,15 | 0,15| X |0,15| X X [012]| X X

0,10 0,10 | 0,10 | 0,10 | /.
EOSINT P 390 0121012012012 | " 1015|015/ 015]| X 015 X 015012} X | X
0,15 0,15 | 0,15 | 0,15 |

0,06
0,10 [ 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10

EOSINT P 395 (Basic) 0,12 (0,12 |0,12|0,12|0,12 |0,15|0,15|0,15| X |0,15|0,15 8'12 012|012 | X
0,15 [ 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 '
0,18

0,06
0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10

EOSINT P 395 (Surface) | 0,12 |0,12|0,12|0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 | X X |05 0,15 8'10 012 (0,12 | X
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 15
0,18

0,06

0,10 0,10
EOS P 396 012 | 212 (01010121505 1615 015 x | x |0a5]015 |20 012 | x | x
o015 | 915 012|015 | 0,15

0,18

EOSINT P 700 0,15|0,15| 0,15 | 0,15 | X X X [015| X |015| X X X X X
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Material information
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Machine Sl S| 5|E3 S| s13 |8 E|EE|ES| Q||
ac = .: -: -:Lu .:
E 5 E < (o E S E 8 o (oo E 5 5
0,10 0,10
EOSINT P 730 0,12 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 X X |015 X 10,15 X 0,15 | 0,12 X X
0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15
0,06
0,10 0,10 0,10
EOSINT P 760 (Basic) | 012 [ %12 012 %2 012 x | x |015| x [oas| x |21 012| x | x
0,15 0,15 0,15
0,15 0,15 0,15
0,18
0,06
0,10 e 0,10 G 0,10 i
EOSINT P 760 (Surface) | 0,12 015 | 912 [ 45| 012 X | X | X | X 1015 ) X | L of012] X X
0,15 0,15 0,15
0,18
EOSINT P 800 X X X X X X X X (012 X X X X X X
Notes: The release of a material for a machine state, might require additional hard- and/or software.
Materials are to be processed as refreshed materials conform EOS recommendation
|:| Released 0,06
Not released 0,10 . .
0,12 Layer thickness in [mm]
0,15
0,18
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